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Uzitny vzor

Senzor pro méfeni magnetického pole a zptsob jeho vyroby
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Zobrazeni senzoru v pudorysném transparentnim pohledu. Jsou
patrné prvni dvé vrstvy sendviCové struktury vyvinutého senzoru
a dale pole bodl pro kompenzaci toku 3-elektronl vyrazenych
neutronovym tokem
L 1 2 ] 1 u [ N
1 14
Schématické znazorfieni technologického provedeni vyvinutého
senzoru v boénim fezu
. J
2 3
- 3
ptikladné provedeni tzv. twistovaného propojeni ploSnych motivi
senzoru pro minimalizaci citlivosti signalu z nezadoucich smért
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Provedeni skladaného stfidani propojeni ploSnych motivl
senzoru pro minimalizaci vlivu radia¢né indukovanych
termoelektrickych jevu
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Schéma vyvinutého senzoru kombinujici twistovani a specifické
stfidani vrstev senzoru i vrstev pro kompenzaci toku (-elektrond
(nuofilarni vinuti).
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Program Theéeta

V souladu s platnou metodikou Ufadu viady
CR je uplatfiovan vystup typu O — piihlagka

patentu.

PfihlaSka patentu vznikla v  pfimé
souvislosti s feenim projektu TACR
Magnetickd senzorika termojadernych
energetickych reaktord TK03030070.

Vynalez se tyka senzoru pro méfeni
magnetického pole Y extrémnich
podminkach, zejména pfi vysoké okolni
teploté a pfi silné radiaci ionizujiciho zareni
a zplsobu vyroby tohoto senzoru.

Senzor pro méfeni magnetického pole tvori
nejméné jeden vinuty elektricky vodi¢ pro
indukci elektrického napéti vytvofeného
proménlivym magnetickym polem. Daéle
senzor tvofi izolace uspofadana mezi
zavity vinutého elektrického vodi¢e pro
zamezeni vzajemnému styku zavit. Vinuty
elektricky vodi¢ je tvofen alespon jednim
ploSnym motivem usporadanym k alespon
jedné ze stran substrat(. To je vyznamné
proto, Zze je mozné ploSné motivy skladat
nad sebe, &imZ se navySuje citlivost
vyvinutého senzoru na pomalé zmény

magnetického pole.

Podstata technického feSeni spociva v tom,
Ze vyvinuty senzor pro  méfeni
magnetického pole zahrnuje nejméné dva
substraty z  keramického izolacniho
materidlu uspofadané do sendviCové
struktury. Vinuty elektricky vodi¢ tvoren
alespon  jednim  ploSnym  motivem
uspofadanym k alespon jedné ze stran
substratd. Keramicky izolaéni material
substratt je ze skupiny Al203, nebo AIN,
nebo MgAI204, a plosny motiv je z

materialu ze skupiny Cu, Pt, W.
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